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Seiora Jefe de la GREHIMUSTRIA Y COERCTO Falioes u

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES padicacioe t DIOI5A7E ﬂN:ﬂ“ '

Superintendencia de Industria y Comercio Fecha (HO): EN01-06-20 10:080 "

E. 8. D.  jnite : WRWEMSD L ENEEY 44 TERET

epradmacia; 2020 HIVIBION IE

Referencia : Expediente No. 01.015.476

Solicitante ! - CLARIANT S.A.

Asunto : Solicitud de patente para:

"COMPOSICIONES COSMETICAS"
Fecha de la solicitud : 27 de febrero de 2001.
TRAMITE:002 - EVENTO:001 - ACTUACION:444
- ..‘
1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto

antes identificado, me refiero al oficio nliimero 1260, notificado por fijacién en lista del 26
de abril de 2001.

2. Mediante el oficio nimero 1260 se puso en conocimiento del solicitante el
informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente

solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1._Documento de cesidén de inventores: Presento junto con este escrito el
documento en que consta la cesién del derecho a la patente otorgado por el

inventor al solicitante.

2.2. Copia Certificada: Presento con este escrito la copia certificada de la
solicitud de patente Brasilera nimero P10001261-0 del 29 de febrero de

2000 junto con su respectiva traduccién de su descripcién, reivindicaciones
y caritula, y la copia certificada de la solicitud de patente europea niimero

. NI T, 860.041.367-)



CAVELIER é‘

ABDGADDS

00120643.2 del 21 de septiembre de 2000 en las cuales se basan las

reivindicaciones de las prioridades.

2.8. Poder, Presento con este memorial el poder que me ha sido sustituido
y que me faculta para actuar en esta solicitud de patente.

Ruego a Usted reconocer mi calidad de apoderado sustituto que me
confiere el articulo 66 del Cédigo de Procedimiento Civil.

LY

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su
Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continGe

su tramitacion.

Bogot4, 2 0 JUN. 2001

Sefiora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

lI1COL0 12622-801-001-6
PN ASN-ID-4
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CESSAO

N6s abalxo assinados LUIZ FERNANDO
COIMBRA, braslleiro, Av. das Nag¢des Unidas
18001, S#o Paulo, SP, Brasil;, MANLIO
GALLOTT], italiano, Av. das NagBes Unidas
18001, Séo Paulo, SP, Brasii e SIMONE
BERGAMO QUARTAROLLI, braslleira, Av.
das NagBes Unidas 18001, S&o Paulo, SP,
Brasil .

somos os Unicos inventores de "Composiclo
cosmeticas”

Por este instrumento e pelo pregco de US$
1.00

cedem e fransferem & CLARIANT S.A., Av.
das Nagdes Unidas 18001, 04795-900, SBo
Paulo, SP, Brasil

r

todos os‘7direitos relativos a ditainvengfio
para O terﬂtéﬂo do COLOMBIA Inclusive os
correspondentes direltos de prioridade do
pedido de patente brasileiro no. PI0001261-0
de 29 qa fevereiro de 2000.

Firmado e assinado em v3.0%. ]
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o J,,fv Al

CESION

Los ebejos firmantes LUIZ FERNANDO'
COIMBRA, brusliefio, Av. das Nagbes Unidas
18001, S#o Paulo, SP, Brasii MANLIO
GALLOTTI, italiano, Av. das Nagbes Unidas
18001, Séo Paulo, SP, Brasii y SIMONE
BERGAMO QUARTAROLLI, brasilefia, Av. das
Nacdes Unidas 18001, S8o Paulo, SP, Brasil

Somos los Gnicos inventores del

"Composiciones cosmeticas”
Por medio de este documentos y por el precio
de US$ 1.00

IMANT S§.A., Av. das
795-900, Sﬁo Paulo,

ceden traspasan C
NagBes Unidas 18K

SP, Brasil gﬁ
*

todos los derechos de dicha invencién, para el
territérico de COLOMBIA, Incluyendo los
derechos comespondientes de la prioridad de la
solicitud de patente brasilefia no. P10001261-0
de 29 de febrero de 2000.

Otorgado y finado en <3 (4. @)
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TRADUCCION OFICIAL N° 2941 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN
PORTUGUES EFECTUADA EL 26 DE MAYO, 2001 POR CONSUELO S. DE
SANTA MARIA, C.C20.165246 DE BOGOTA, INTERPRETE Y
TRADUCTORA OFICIAL JURAMENTADA SEGUN RESOLUCION N°8085
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - SANTAFE DE BOGOTA -
COLOMBIA

Traduccién de los Sellos y Autenticaciones que aparecen a continuacién de un
documento escrito en portugués y espafiol: - “CESION”, realizada y cedida
por los Seflores : Lllllz FERNANDO COIMBRA, MANLIO GALLOTTI y
SIMONE BERGAMO QUARTAROLLI, de S#o Paulo, SP- Brasii -ala
Compafifa CLARIANT SJ/A. - Otorgado y firmado a los 23 dias de Febrero de
2001, — firmado por: - Tres (3) firmas ilegibles de: - LULZ FERNANDO
COIMBRA, MANLIO GALLOTT1 y SIMONE BERGAMO
QUARTAROLLI . -

Un (1) Sello: Notaria 5°. — José Roberto Pacheco Franga. - Notario. — Av. Jo#io
Dias, 2320 ~ Santo Amaro — Teléfono: 56416092. — N° 180401164451, -
Reconozco por semejanza la firma SUPRA de: LUIZ FERNANDO COIMBRA,
MANLIO GALLOTTI. —~ Conferido por: Alessandra. — Vélido unicamente
con la Estampilla de Autenticidad. - S.P. 18 de Abril de 2001. ~ En testimonio
de la verdad. — (filo): firma ilegible. — Escribiente. - Marcio Chagas Bastos —
Escribiente Autorizado. - Valores: - Firmas: R$ 1.831 — P. Datos: RS 0,00. -
Total: RS 3,66, -

Notaria 5* - Notaria Franga. - S8o Paulo — SP. — (fdo): firma ilegible. —




. e ar

Dos (2) Estampillas debidamente adheridas: - COLEGIO NOTARIAL - SAO

PAULO - ARPEN-SP. — Reconocimiento de Firma 1 - SP 1930AA033318 vy
SP 1930AA033306, respectivamente, — |

Un (1) Sello: Notaria 5°. — José Roberto Pacheco Franca. - Notario. — Av. Jofio
Dius, 2320 — Santv Amaro — Teléfono: 56416092. — N* 180401164451, -
Reconozco por semejanza la fima SUPRA de: SIMONE BERGAMO
QUATAROLLI — Conferido por: Alessandre. — Vilido unicamente con la
Estampilla de Autenticidad. - S.P. 18 de Abril de 2001.— En testimonio de
la verdad. — (fdo): firma ilegible. - Oivan Odalvo Boaro Junior — Escribiente -
. Valores:"- Firmas: RS 1.831—P. Datos: RS 0,00, —Total: RS 1,83.-

Notaria 5* - Notaria Franca. - S&o Paulo — SP. — (fdo): firma ilegible. —

Dos.(2) scllos en espafiol del  Consulado General de Colombia en Sdo, Paulo
N°0612 y 0613, respectivaments, con fecha: 8 de Mayo de 2001, - ﬁ:madia...
por Martha Lafaurie de Arévalo, Cdnsul General, certificando: - la firma y
cargo de : - Oivan Odalvo Boaro Junior y Marcio Chagas B;stos,
respectivamente. -

Pagado Impuestode Timbre — Derechos: US$ 22,00 (US veintidos délares).
Un (1) sello en espafiol del Ministerio de Relaciones Exteriores, N"El'§7992‘(

con fecha del 24 de Mayo de 2001, firmado por el Jefe de L.egaliﬁgc.:.ioms, _

certificando la firma y cargo de Martha Lafaurie de Arévalo.. -

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE - -
| e SRiaag T :&:?’]
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Conste que CLARIANT S.A.,, Av, das
Nag¢des Unidas, 18001, 04795-900, Sdo
Paulo, SP, Brasil

outorga(m) pela presente a German
Cavelier, tpa. 832, Gonzalo Perdomo, tpa.
831, Emilio Ferrero, tpa. 31929 efou Luz
Clemencia de Paez, tpa. 23555, todos
advogados, casados e domiciliados em Cra.
4 No. 72-35, Bogota, Colombia, conjunta ou
separadamente, procuragio ampla e
suficiente para que ofa) represente perante
as reparticbes e autoridades
correspondentes da COLOMBIA para a
obtengo de patentes, registros de modelos
@ desenhos industriais e registros de
marcas de indUstria e de comércio, e a sua
defesa e manutengdo

a cujo propdsito ofs) faculta a dar perante
as ditas autoridades todos os passos

necessarios ao objeto indicado, depositar °

peticdes, fazer declaragbes, pagar
impostos, justificar uso, solicitar
testemunhos, receber documentos, formular
apelagdes e reclamacgdes, desistir e aceitar
pagamentos. OQutrossim, o(s) faculta a
aceitar transfer@ncias, apresentar
oposi¢gdes e protestos e retird-los, e fazer
tudo que seja necessdrio perante quaisquer
autoridades administrativas ou judiciais
para os propdsitos acima indicados, dando-
lhes também faculdade.para substabelecer
a vpresente; ficando expressamente
ratificados pela presente todos os atos
anteriormente praticados pelo(s)
outorgado(s) em nome do(s) outorgante(s).
Também, ratificamos o pedido de
patente No, 01.015.476 apresentada
gorzgtgl'ﬁo FERRERO em 27 Fevereiro

e . . ' .

Firmado e Assinado em J 8 00 ﬂ@l

PODER PREE
- .i
Conste que CLARIANT S.A., Av, das

Nagdes Unidas, 18001, 04795-800, S&o

Paulo, SP, Brasil

por el presente otorga(n) a Geman
Cavalier, tpa. 832; Gonzalo Perdomo, tpa.
831; Emilio Ferrero, tpa. 31929 y/o Luz
Clemencia de Paez, tpa. 23555, todos
abogados, casados y domiciliados en Cra. 4
No. 72-35, Bogotd, Colombia conjunta ou
separadamente, poder amplio ¥y
bastante para que le(s) represente ante las
oficinas y autoridades que comresponde da
COLOMBIA para la obtencién de patentes
de invencion y registros de modelos y
disefios industriales y marcas de fabrica y
de comercio, ¥y para su defensa y
manutencién

a cuyo efecto lo(s) faculta para dar anta
dichas autoridades todos los pasos
necesarios al objeto indicado, elevar
solicitudes, hacer declaraclones, oblar
Impuestos, justificar explotaciones, solicltar
testimonios, recibir documentos, formular
apelaciones y reclamos, desistir y percibir.
Asimismo los faculta para aceptar
transferencias, deducir oposiciones vy
protestas y retirarlas, y hacer cuanto fuere
necesarioc anie cualesquier autoridades
administrativas o Judiciales a los efectos
arriba indicados, ddndoles también faculdad
para susfituir el presente; quedando
exprasamentg” B
todos los a&'@un HOSG
por lo(s) otd 4
otorgante(s). 80t
so’lrfc'ltu(d) 1P torit
presentada-{pOrREm] W
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18401 154484

P.Mafnz RE,.,r LOOE

Taksl

Ft...»

" Marcio Chagas Bastos
ESCREVENTE 2UTORIZADO
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TRADUCCION OFICIAL N° 2940 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN
PORTUGUES EFECTUADA EL 26 DE MAYO, 2001 POR CONSUELO S. DE
SANTA MARIA, CC20.165246 DE BOGOTA, INTERPRETE Y
TRADUCTORA OFICIAL JURAMENTADA SEGUN RESOLUCION N°8085
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - SANTAFE DE BOGOTA -
COLOMBIA

Traduccion de !os Sellos y Autenticaciones que aparecen en el DOCUMENTO
DE REPRESENTACION, RATIFICACION Y PODER, otorgado por:
CLARIANT S.A. — Sociedad domiciliada en S3c Paulo — por medio del
cual ratifican Iz solicitud de Patente N°0!.015476, presentada por el
Doctor EMILIO FERRERO, ante la Superintendencia de Industria y Comercio
de Bogotd, el 27 de Febrero de 2001, y ademais otorgan PODER a los
Doctores GERMAN CAVELIER, tpa 832; - GONZALO PERDOMO
tpa. 831; - EMILI(_) FERREIRO, tpa 31929, - y LUZ CLEMENCIA
DE PAEZ, tpa. 23.555. - Otorgado y firnado en Bresil, a los 18 dias del

mes de Abril de 2001. - Firmado por: dos (2) firmas ilegibles de: STEFAN

C.J. HEUSER. - Sello: CLARIANT — Departamento Juridico — (fdo): firma

ilegible. -
Un (1) Sello: Notaria 5 - José Roberto Pacheco Frangi .’i‘é’%ﬁ Otmsig: coiron3 m&

i muummuu -
Dias, 2320 - Santo Amaro — Teléfono: 56416092, BENRY

W W M:...,z!.ts-.w-nf-r
-hdo umenmente

Reconozco por semejanza la firna SUPRA de:
JOHANNES HEUSER. — Conferido por: Alessandra, -\

de la verdad. - (fdo): finna ilegible. — Oivam Odalvo Boaro Junior, — Escnblcnte

En lutlmomo




- Marcio Chagas Bastos — Escribiente Autorizado. - Valores: - Fi
1.831 —P. Datos: R% 0,00.~ Total: R$ 1,83. -

Notaria 5 - Notaria Franca. - Sdo Paulo — SP. — (fdo): firma ilegible. -
Una (1) Estampilla debidamente adherida: COLEGIO NOTARIAL - SAO
PAULO - ARPEN-SP. — Reconocimiento de Finna 1 - 1930AA033298. -

Un (1) Sello: Notaria 5*. - José Roberto Pacheco Franga. - Notario 5° de la
Capital del Estado de Séo Paulo — Brasil. - Reconozco por semejanza la firma
RETRO de: STEFAN CHRISTOF JOHANNES HEUSER, sin atenerme al
contenido textual del documento, - En testimonio de la verdad. - (fdo): firma
ilegible. — Mauricio Chagas Bastos. - Escribiente. - Vilido para ser utilizado
unicamente en ¢l exterior y ¢/ la estampilla de autenticacion. -

Valido para ser utilizado en el exterior. - Av. Jodo Dias, 2320 — Santo Amaro ~
Teléfono: 56416092. — N° 180401164527.

Notaria 5* - Notaria Franca. - S&o Paulo - SP. - (fdo): firma ilegible. -~

Una (i) Estampilla debidamente adherida: COLEGIO NOTARIAL - SAQ

Un (1) Sello en espafiol del CTonsulado Genersl de

N° 130, con fecha: 16 de Mayo de 2001, - firmado -u‘éﬁ;w,m, gisfinsy

YW L

—

\

Arévalo, Consul General, certificando: -1) la
Chagas Bastos; - 2) la existencia legal de la compafiia

firma y cargo de: Christof Johannes Heuser. -

- — e —— - —— = — —
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Pagado Impuestode Timbre — Derechos: US$ 22,00 (US veintidos délares).

Un (1) sello en espofiol del Ministerio de Relaciones Exteriores, N° 137991

con fecha det 24 de Mayo de 2001, fimnado por. el Jefe de Legalizaciones,

certificando la firma y cargo

s

de Martha Lafaurie de Arévalo.. -

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEI-.-DOCUMENTO ORIGINAL EN
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LI AB GADOS
EDIFICIO SISK!
AVEB SITE: www.cavelier-abogados.com CARRERA 4 No. 72- 35 TELEFONO: {57) (1) 347-3611
E-MAIL: caveller@colomsat.net.co . BOGOTA 8, COLOMBIA TELEFAX: (57 (1) 217-9211 (571{1) J10-4995

Sefiora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. _ D.

Poderdante: CLARTANT S.A.

Poder conferido el: 18+04-01

-

Yo, GERMAN CAVELIER, obrando en mi calidad de apoderado
principal del ' poderdante arriba mencionado, -at.entamente
manifiesto a Usted que sustituyo .el poder que me ha sido
conferido en la persona del doctor EMILIO FERRERO, Abogado con
Tarjeta Profesional No. 31.929, con todas las facultades gque me

fueron conferidas.

Hago la anterior sustitucién conforme al af]
de Procedimiento Civil ya que los otros sustif

momento.
Sefiora Jefe,

GERMAN CAVELIER
T.P.A. No. B32
C.C. No. 2.877.924 de Bogoté

EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929 C e
C.C. No. 438.019 de Usaquén

2e-780-2

N | T. 860.041.367-3
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Relatério Descritivo da Patente de Invengo para "COMPOSI-
CAO COSMETICA DE XAMPU E PROCESSOS PARA SUA PREPARA-
CAO".

Campo da Invencado

A presente invengdo refere-se a composicSes cosméticas de
xampu, prontas para uso, para cabelos caucasianos e/ou afro-éinicos, que
em particular, proporcionam um efeito pronunciado na penteabilidade dos
cabelos.

A presente invencéio refere-se ainda a composicbes cosméticas
de xampu capilar concentradas e também aos processos para preparacho
das mesmas.

Antecedentes da Invencéo

Uma propriedade particularmente importante das composicbes
cosméticas de xampu é a remogo de excesso de gordura (sebo) que se a-
cumula no cabelo. De um modo geral, apés a lavagem, temos uma dificil
penteabilidade a Gmido dos cabelos apds a aplicagio do xampu.

Com o objetivo de amenizar os problemas associados com a la-
vagem com xampu, desenvolveu-se uma variedade de abordagens, incluin-
do a aplicagio de condicionadores pds-lavagem, ou combinagies de uma
composicio de condicionamento com o xampu. Algumas destas composi-
¢Ges em condicionadores e enxaguadores de cabelo funcionam basicamen-
te pela deposiciio de uma pelicula polimérica sobre o cabeio. produtos es-
ses que podem ser a base de derivados de silicones, Poliquatemnium 6 , Po-
liquaternium 7, Poliquaternium 10 e outros.

Por exemplo, as Patentes US 2.826.551, US 3.964.400, US
4.364.837 e US 4.478.006, descrevermn o uso de silicones em algumas com-
posicbes de xampu.

A Patente US 4.950.468 descreve uma composicio de trata-
mento de cabelo que inclui uma borracha de silicone de dimetila e um sal de
amdnio quatemario. O sal de amdnio quatemario consiste em uma combina-
¢ao de cloreto-de estearila e behenil trimetil amdnio. A composi¢éo proposta
possui excelente resisténcia a lavagem, entretanto, ndo se obtém uma me-

Y
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ihora na penteabilidade dos cabelos.

A Patente GB 2.245.585 A, descreve o uso de polimeros catidni-
cos e polimeros anfoliticos, enquanto que a Patente GB 1.437.912 descreve
o uso de polimeros, tais como Polymer JR e Gafquats Polymer JR (éteres
celuldsicos contendo um composto de ambénio quaternério catibnico sollveis
em égua ), Gafquats (polivinil pirrolidonas contendo um composto da amé-
nio quaternério catidnico sollvel em gua).

O Pedido de Patente WO 96/32.919 descreve o uso de siloxa-
nos, fluidos de polialquilaril siloxano (polyalkylaryl siloxane fluid), copolime-
ros de poliéter siloxano (polyether siloxane copolymer).

O Pedido de Patente WO 97/26860 descreve o uso de deriva-
dos de celulose catidnica sendo um sal derivado de polimero de amdnio
quatemario (Polyquatemium—10, Polymer JR-400); derivados catibnicos de
guar {disponivel no mercado com nome comercial Jaguar C-17 — Rhone
Poulenc Inc.), cloreto de hidraxipropiltrimdnio (hydroxypropyltrimonium chio-
ride), polimeros catidbnicos derivados de cloreto de acrillamidopropil trimdnio
(acrylamidopropyl trimonium chloride). S&o descritos ainda polimeros como
Polyquatemium-6 e Polyquatemium-7. O referido pedido descreve também
outros compostos, tais como PEG-80 Sorbiton Laurete, Quatemium-15 e ci-
clometicona.

Todos os documentos citados na presente descricdo sdo, na
sua parte relevante, incorporadas aqui por referéncia.

As referdncias citadas fazem sempre uso de derivados de silico-
nes e/ou polimeros catidnicos, os quais proporcionam um efeito do tipo
"Build- Up" que é considerado indesejavel. Entende-se por efeito "Build-up”,
o efeito de depdsito cumulativo que se observa no cabelo apds lavagens
consecutivas com produtos que contém derivados de silicones efou polime-

ros catidnicos. O referido efeito é observado no cabelo através do indeseja-

vel aspecto de "cabelo pesado”.
Sumario da Invengéo

.~Constitui um dos objetivos da presente invengdo proporcionar
uma composi¢io cosmeética de xampu que possa superar ou, peio menos, a-

2&('&
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menizar uma ou mais das deficidncias associadas com as técnicas aqui aci-
ma expostas,

Constitui um outro objetivo da presente invencgio, preparar uma
composicio utilizada na fabricagdo de xampu para cabelos caucasianos e/-
ou afro-étnicos que proporciona uma efeito pronunciado na penteabilidade
dos cabelos, permitindo a redugo ou eliminagio de agentes emolientes e
agentes considerados condicionadores, que sadc amplamente empregados
na drea cosmética, tais como derivados de silicones, propilenoglicol, éste-
res, etc.

_ Constitui também um outro objetive da invenco a preparagio
da referida composigéio na forma concentrada.

Constitui ainda um outro objetivo da presente inveng&o, um pro-
cesso para preparacio das citadas composigbes cujas etapas serdo defini-
das mais adiante.

Descricsio detalhada da invencéo

Trata o presente pedido de uma composiclio utilizada na fabri-
cacéo de xampu para cabelos caucasianos, bem como para cabelos afro-ét-
nicas, prontas para uso, através da qual se obtém um efeito pronunciado na
penteabilidade dos cabelos a dmido e seco. Eventualmente, podera ser dis-
pensado o uso subseqlente de condicionadores, pois, conforme observado
pela requerente, para determinados tipos de cabelo obtém-se fécil penteabi-
lidade a Gimido e a seco somente com a utilizagfio do composicéio cosmética
de xampu da presente invencio.

A presente invengio refere-se a uma composicao compreenden-
do, principaimente, sistemas tensoativos anidnicos e catidnicos, substancias
que sfo consideradas incompativeis em condigdes normais tendo em vista
que ao se misturar tensoativos anidnicos e catibnicos, ou durante sua esto-
cagem, obtém-se precipitados e/ou separagies de fases.

Para se obter a composicio de xampu capilar pronta para uso a
presante invengéo, foram necessarios varios ensaios em laboratério até se
obter uma relacio de equilibrio entre 08 seus componentes tensoativos. A
composigdo da presente invencio é uma composigiio extremamente balan-
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ceada e equilibrada, principaimente com relacio aos tensoativos anidnicos
e catibnicos.

Os tensoativos empregados na composicfio da presente inven-
¢do compreendem, de forma geral, compostos anidnicos, anféteros, néio-id-
nicos, catibnicos e ativos adicionais, que seréio definidos como a seguir:
Compostos Anidnicos

Os compostos anidnicos s3o0 normalmente incorporados na for-
mulagio da composicéo da presente inveng#o pronta para uso em uma pro-
porgdo de cerca de 1,0% a cerca de 20,0% em peso, mais preferivelmente,
de cerca de 6,0% a cerca de 10,0% em peso da composigéo.

Exemplos de compostos anidnicos incluem dicool graxo de ca-
deia graxa Cs-C22 néo-etoxilado ou etoxilado corm cerca de 1 a 9 moles de 6-
xido de etileno, sulfatado e neutralizado com NaOH, KOH, TEA, DEA, MEA,
NH,OH ou Trietilamina; um alquil isotionato de cadeia graxa C, — Cx; alquil
benzeno sulfonato de s6dio; uma parafina sulfonada, ou suas misturas.
Compostos Anféteros

Os compostos anféteros séo normalmente incorporados na for-
mulacio da composigio da presente invengao pronta para uso em uma pro-
porgéio de cerca de 0,1% a cerca de 10,0% em peso, mais preferivelmente,
de cerca de 0,5% a cerca de 2,5% em peso da compasicio.

Exemplos de compostos anféteros incluem anfoacetato ou anfo-
diacetato de alquila, seus sais de s6dio ou potdssio, ou suas misturas, em
que o radical alquila & uma cadeia hidrocarbbnica de Cs-Cz, ou alquilamido-
propil betaina ou alquilbetaina, ou suas misturas.

Compostos N&o-ldnicos

De acordo com a presente invencfo, a composicio de xampu
compreende compostos n&o-ibnicos que podem ser selecionados dentre al-
quil metil glucosamida, ou alquil poliglucosideo, ou suas misturas, em que o
radical alquila 6 uma cadeia carbdnica de Cy-C2 de cadeia graxa.

Quando os compostos ndo-idnicos usados séo aqueles acima

.definidos, eles normalmente s#o incorporados na formulagde da composicdo

da presente invengio pronta para uso em uma proporgdo de cerca de 0,1%
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a cerca de 10,0% em peso, mais preferivelmente, de cerca de 0,1% a cerca
de 0,5% em peso da composic¢ao.

Além dos compostos ndo-idbnicos supra citados, outros compos-
tos nédo-idnicos podem ser iguaimente empregados, tais como dlcool graxo
de cadeia graxa Cs —~C2 ndo-etoxilado ou etoxilado com cerca de 9 moles de
éxido de etileno, ou suas misturas.

Nesse caso, os compostos n&o-idnicos acima definidos s&o nor-
malmente incorporados na formulagio da composig&o da presents invencao
pronta para uso em uma proporgéo de carca de 0,1% a cerca de 10,0% em
peso, mais preferivalmente, de cerca de 0,1% a cerca de 0,5% em peso da
COmPpoSICaD.

Componentes Catidnicos

Os compostos catidnicos s&io normalmente incorporados na for-
mulagiio da composicdo da presente invencio em uma proporgio de cerca
de 0,1% a cerca de 10,0% em peso, mais preferiveimente, de cerca de 0,5%
a cerca de 2,5% em peso da composigao.

Exemplos de compostos catibnicos incluem cloreto ou brometo
ou metilsulfato de monoalquil trimetil- ou dialquil dimetil-amdnio de cadeia
CesCx 0u; cloreto ou brometo ou metilsulfato de alquildimetil hidroxietil amd-
nio; ou cloreto ou brometo ou metilsulfato de alquildimetil hidroxipropilamd-
nio com énfase para alquila de cadeia graxa C; - Cx ou; cloreto ou brometo
ou metilsulfato de dialquilmetil hidroxipropil ou dialquiimetilhidroxietilamdnio
dando enfase para cadeia graxa C; ~ Cx, ou suas misturas.

S&o ainda incorporadas compostos quaterndrios de amdnio, a-
nélogos aos precedentes, quando, na cadeia alquidica, estiver contida um
grupo éster carboxilico.

QOutros Ingredientes Opcionais

As composigfes cosméticas podem, além dos componentes aci-
ma descritos, conter ativos complementares tais comao, silicones, polimeros
naturais, sintéticos ou artificiais, vitaminas, extratos naturais, agentes peroli-
zantes, ceras, etc., ou quaisquer outros ingredientes convencionalmente uti-
lizados neste tipo de composigso, tais como, por exemplo, acil glutamatos,

| _. & of
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amido éter sulfato, metil tauridas, sarcosinatos, ou suas misturas.

A presente invengéo refere-se também a composicGes cosméti-
cas de xampu na forma concentrada.

Os tensoativos empregados na preparacio das composicies
concentradas da presente invengio também compreendem, de forma geral,
os compostos anidnicos, anféteros, néio-idnicos, catidnicos e ativos adicio-
nais ja definidos acima, cujas concentracSes sdo dadas a seguir:

Compostos Anidnicos _

Os compostos anidnicos sd0 normalmente incorporados na for-
mulagio concentrada da composicio da presente invengdo em uma propor-
¢io de cerca de 1,0% a cerca de 70,0% em peso, mais preferivelmente, de
cerca de 10,0% a cerca de 50,0% em peso da composicao.

Compostos Anféteros

Os compostos anféteros séio normalmente incorporados na for-
mulagéio concentrada da composigao da presente invencdo em uma propor-
cdo de cerca de 0,1% a cerca de 20,0% em peso, mais preferivelmente, de
cerca de 1,5% a cerca de 5,5% em paso da composic#o.

om idnicos

De acordo com a presente invengfio, a composigao concentrada
de xampu compreende 08 mesmos compostos ndo-idnicos ja anteriormente
definidos. No entanto, a proporgo é de cerca de 0,1% a cerca de 20,0% em
peso, mais preferivelments, de cerca de 0,3% a cerca de 2,1% em peso da
composigdo para 0os compostos selecionados dentre alquil metil glucosami-
da, ou alquil poliglucosideo, ou suas misturas, em que o radical alquila é
uma cadeia carbdnica de C;-C» de cadeia graxa.

Para os compostos selecionados dentre alcool graxo de cadeia
graxa C; —Cx néo-etoxilado ou etoxilado, com cerca de 9 moles de 6xido de
etileno, ou suas misturas, a proporgéo é de cerca de 0,1% a cerca de 20,0%
em peso, mais preferivelmente, de cerca de 0,3% a cerca de 2,1% em peso
da composigho.

Componentes Catibnicos

Os compostos catidnicos s&o normaimente incorporados na for-
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mulago concentrada da composig¢io da presente invengdo em uma propor-
¢do de cerca de 0,10% a cerca de 10,0% em peso, mais preferiveimente, de
cerca de 1,0% a cerca de 7,0% em peso da composigio.

Processo de Pre o Industrial '

Uma das principais vantagens da presente invengio 6 que ela
permite a obtencdo de um sistema anidnico/catidnico estével, sendo facil-
mente escodvel @ bombeavel em equipamentos convencionais o que propi-
cia um grande beneficio aos processos industriais correlatos.

Outra vantagem é a obtengdo de um produto concentrado pro-
porcionando aos clientes da érea cosmética e farmacdutica vantagens ope-
racionais como, por exemplo, a diluicdo do produto em equipamentos con-
vencionais, que pode ser realizada & temperatura ambiente. Uma vantagem
adicional observada pela requerente é a reducdo consideravel de custos
quando se opera a etapa de aguecimento do referido processo a uma tem-
peratura em tomo de 50°C.

As composicies da presente invengio podem ser preparadas
de acordo com as técnicas convencionalmente utilizadas para este tipo de
composicio. O processo pode, por exemplo, compreerxier as seguintes eta-
pas:

1) Adicionar qualquer um dos compostos selecionados dentre o
cloreto de sédio, o composto anfétero, o composto anibnico, o composto
ndo-idnico, os compostos catidbnicos ou, ainda, cloreto de sadio ou égua,
que é alimentada através de linha, em um reator, vitrificado ou de ago inéx,
com camisa de aquecimento/resfriamento e agitagdo mecanica. Inicia-se a
agitacdo e aquecimento do reator até atingir uma faixa de temperatura de
cerca de 18°C a cerca de 75°C, preferivelmente de cerca de 35°C a cerca
de 50°C;

Il) A seguir, adicionar qualquer um dos compostos com excec¢éio
daqueles j& adicionados na Etapa [), a saber, ou o cloreto de sédio, o com-
posto anfétero, o composto anidnico, o composto néo-ibnico, os compostos

* catibnicos ou:adgua, que 6 alimentada através de linha pela boca de visita;

a temperatura da mistura é mantida em uma faixa de carca de 18° a cerca
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e 3

de 75°C, preferivelmente de cerca de 35°C a cerca de 50°C; a agitacéo me-
cénica é mantida numa faixa rotacdo minima de cerca de 10 a cerca de 50
rpm, preferivelmente de cerca de: 20 a cerca de 40 rpm;

11i) Controlar a temperatura do reator em uma faixa de cerca de
18 a cerca de 75°C, preferivelmente de cerca de 35°C a cerca de 50°C; a a-
gitacio mecéinica 6 mantida na rotagdo minima de cerca de 10 a cerca de

. 50 rpm, preferivelmente de cerca de 20 a cerca de 40 rpm, sendo adiciona-

do um dos produtos com excecio daqueles ja adicionados nas Etapas I) e
i), a saber, o cloreto de sddio, o composto anfotero, o composto anibnico, o
composto ndo-idnico, os compostos catidnicos ou a agua, que & alimentada
através de linha pela boca de visita;

' IV) Adicionar qualquer um dos compostos com excecéio daque-
les j& adicionados na Etapa I), Il e lll), a saber, o cloreto de sédio, o com-
posto anfétero, o composto anibnico, o composto ndo-idnico, os compostos
catibnicos ou a dgua, que é alimentada através de linha; a temperatura da
mistura é mantida em uma faixa de cerca de 18° a cerca de 75°C, preferivel-
mente de cerca de 35°C a cerca de 50°C; a seguir, manter a agitacio mecé-
nica numa faixa de rotacio minima de cerca de 10 a cerca de 50 rpm, prefe-
riveimente de cerca de 20 a cerca de 40 rpm;

V) Adicionar o penuitimo composto ao reator qus pode ser qual-
quer um dos compostos com exceclo daqueles ja adicionados na Etapa I),
i), M) e V), a saber, o cloreto de sddio, o composto anfétero, o compasto a-
nidnico, o composto nado-idnico, os compostos catibnicos ou a agua, que é
alimentada através de linha; manter a temperatura da mistura numa faixa de
cerca de 18°C a cerca de 75°C, preferivelmente de cerca de 35°C a cerca
de 50°C; manter a agitacio mecanica numa faixa de rotacdo minima de cer-
ca de 10 a cerca de 50 rpm, preferivelmente de cerca de 20 a cerca de 40
pm;

VI) Adicionar o ultimo produto ao reator, que pode ser qualquer
um dos compostos com excec8o daqueles ja adicionados na Etapa I), ),

.-, IV) e V), a saber, o cloreto de sddio, o composto anfétero, ‘o composto a-

nidnico, o composto ndo-idnico, os compostos catidnicos ou a dgua, que é
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alimentada através de linha; manter a temperatura da mistura numa faixa de
cerca de 18°C a cerca de 75°C, preferivelmente de cerca de 35°C a cerca
de 50°C; manter a agitacio mecénica numa faixa de rotagho minima de cer-
ca de10 a cerca de 50 rpm, preferiveimente de cerca de 20 a cerca de 40
pm;

VIl) Descarregar o produto formado e embalar.

Os exemplos ilustrativos apresentados a seguir servirBo para
melhor descrever a presente invengdo. Entretanto os dados e procedimen-
tos ilustrados referem-se meramente a algumas modalidades de concretiza-
¢éo da presente invencéo e nfo devem ser tomados como limitativos do es-
copo da mesma. Nos referidos exemplos, todos os niveis séio descritos co-
mo % em ativo da composigio cosmética;

Exemplo 1 — Formulagio de Xampu

Lauril éter sulfato de sédio (Genapol LROe) 7,85
Cloreto de cetil trimetil amdnio (Genamin CTACs)’ 098
Alquil metil glucosamida (Medialan GALs)* 0,30
Lauroanfodiacetato de sédio (Genagen LDAe) 0,87
Perfume qsp
Corante qsp
Preservante . qsp
Agua qsp

NaCl qsp
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Exemplo 2 — Formulagéio de Xampu
Lauril éter sulfato de sodio (Genapol LROs) 7.85
Cloreto de alquil dimetil hidroxi etil amdnio (Praepagen HYs)* 0,98
Alquil metil glucosamida (Medialan GALse)" 0,30
Laurcanfodiacetato de sédio (Genagen LDAs) 0,87
Perfume qsp
Corante qsp
Preservante qsp
Agua qsp
NaCl qsp

“‘comercializados pela CLARIANT S.A.
As matérias primas utilizadas nas formulagSes de xampu dos
Exemplos 1 e 2, e fabricadas pela requerente, séo as seguintes:

Componente: Marca Comercial:
Lauril éter sulfato de sédio Genapol LROs
Cloreto de cstil trimetil amdnio Genamin CTAC»
Alquil dimetil Glucosamida Medialan GALs
Laurcamfodiacetato de sédio Genagen LDAe

Clorato de alquil dimetil hidrdxi etil ambnio Praepagen HYs



=3

INSTITUTOQ NACIONAL DA FROPRIEDADE [INDUSTRIAL

CERTIFICO que a presentc fotocdpia, em nimero de uma,
reproduz fielmenic o documenio arquivado neste Instituto.

Rio de Janeiro,20 de Abril de 2001.

GIORIA RFHINA COSTA
Téenico 111-3- Ma, 449119
DIRFA/NLICAD




10

15

: Bi@' 40~

RENVINDICACOES

1. Composicdo cosmética de xampu, caracterizada pelo fato de
que compreende um sistema tensoativo composto por:

(a) cerca de 1,0% a cerca de 20,0% em peso de um composto
anibnico, selecionado no grupo consistindo em alcool graxo de cadeia graxa
Cs+C2, nfio-etoxilado ou etoxilado com cerca de 1 a 9 moles de Oxido de eti-
leno; sulfatado e neutralizado com NaOH, KOH, TEA, DEA, MEA, NH,OH ou
Trietilamina; isotionato de Cs-Cx alquila de cadeia graxa, alquil benzeno
sulfonato de sddio, parafina suifonada, ou suas misturas;

(b) cerca de 0,1% a cerca de 10,0% em peso de um composto
anfétero, selecionado no grupc consistindo em anfoacetato ou anfodiacetato
de alquila, seus sais de sddio ou potéssio, ou suas misturas, em que o radi-
cal alquila é uma cadeia hidrocarbdnica de Cy-C2; ou alquilamidopropil beta-
ina ou alquilbetalna, ou suas misturas;

(c) cerca de 0,1% a cerca de 10,0% em um composto n&o-ibni-
co, selecionado no grupo consistindo em alquil metil glucosamida ou alquil
poliglucosideo, ou suas misturas, em que o radical alquila & uma C,-C», al-
quila de cadeia graxa; ou

cerca de 0,1% a cerca de 10,0% em peso de um composto n&o-
idnico selecionado dentre dlcool graxo de cadeia graxa C,-C22 ndo-etoxilado
ou etoxilado com cerca de 1 a 9 moles de 6xido de etileno, ou suas mistu-
ras, i

(d) cerca de 0,1% a cerca de 10,0% em peso de um composto
catidnico, selecionado no grupo consistindo em cloreto ou brometo ou metil-
suifato de monoalquil trimetil- ou dialquil dimetil-ambnio de cadeia Cs a Cz2
ou cloreto ou brometo ou metilsulfato de alquil dimetil hidroxietil ambnio, em

' que o radical alquila 6 uma Cy-C» alquila de cadeia graxa ou; cloreto ou

brometo ou metilsuifato de alquil dimetil hidroxipropilambnio, em que o radi-
cal alquila 6 uma Cs-Cx alquila de cadeia graxa ou; cloreto ou brometo ou
metilsulfato de dialquilmetil hidroxipropil- ou dialquilmetil hidroxietilam®nio,
em que o radical alquila § uma Cs-C2; alquila de cadeia graxa, ou suas mis-
turas, ou compostos qdatemérios de amdnio quando estiver contido, na ca-
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deia alquidica, um grupo éster carboxilico.

2. Composigéo cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cagéio 1, caracterizado pelo fato de que o referido composto anidnico estd
presente em uma proporgio de cerca de 6,0% a cerca de 10,0% em peso
da composigcdo cosmética.

3. Composigio cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacdo 1, caracterizado pelo fato de que o referido composto anfétero esta
presente em uma proporgio de cerca de 0,5% a cerca dé 2,5% em peso da
composicio cosmética.

4. Composiglo cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacéio 1, caracterizado pelo fato de que o referido composto ndo-idnico esta
presente em uma proporgio de cerca de 0,1% a cerca de 0,5% em peso da
composicio cosmética de um alquil metil glucosamida, ou alquil poliglucosi-
deo, ou suas misturas; ou

cerca de 0,1% a cerca de 0,5% de um &lcool graxo de cadeia
graxa C, - C» no-stoxilado ou etoxilado com cerca de 9 moles de 6xido de
etileno, ou suas misturas.

5. Composicio cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacio 1, caracterizado pelo fato de que o referido composto catibnico esta
presente em uma proporgéo de cerca de 0,5% a cerca de 2,5% em peso da
composicio cosmética.

6. Composic8o cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacéio 1, caracterizada pelo fato de que compreende ainda compostos ati-
vos complementares selecionados dentre silicones, polimeros naturais, sin-
téticos ou artificiais, vitaminas, extratos naturais, agentes perolizantes, ce-
ras, entre outros.

7. Composicio cosmética de xampu concentrada, caracterizada
pelo fato de que compreende um sistema tensoativo composto por:

(a) cerca de 1,0% a cerca de 70,0% em peso de um composto
anidnico, selacionado no grupo consistindo em alcool graxo de cadeia graxa
Cs-Cz, nfio-etoxilado ou etoxilado com cerca de 1 a 9 moles de éxido de eti-
leno; sulfatado e neutralizado com NaOH, KOH, TEA, DEA, MEA, NH,OH ou
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Trietilamina, isotionato de Cy-Cz, alquila de cadeia graxa, alquil benzeno
sulfonato de sédio, parafina sulfonada, ou suas misturas;

(b) cerca de 0,1% a cerca de 20,0% em peso de um composto
anfétero, selecionado no grupo consistindo em anfoacetato ou anfodiacetato
de alquila, seus sais de sédio ou potéssio, ou suas misturas, em que o radi-
cal alquila @ uma cadeia hidrocarbdnica de Cs-C2, ou alquilamidopropil be-
taina ou alquilbetaina, ou suas misturas;

(c) cerca de 0,1% a cerca de 20,0% em peso de um composto
néo-idnico selecionado no grupo consistindo em alquil metil glucosamida ou
alquil poliglucosideo, ou suas misturas, em que o radical alquila 8 uma Cg-
Cn alquila de cadeia graxa; ou

cerca de 0,1% a cerca de 20,0% em peso de um composto néo-
ibnico selecionado dentre aicool graxo de cadeia graxa Cs-Cx néo-etoxilado
ou etoxilado com cerca de 1 a 9 moles de éxido de etileno, ou suas mistu-
ras; ‘

{d) cerca de 0,1% a cerca de 10,0% em peso de um composto
catibnico, selecionado no grupo consistindo em cloreto ou brometo ou metil-
sulfato de monoalquil trimetil- ou dialquil dimetil-amdnio de cadeia Cs a Cx.
ou cloreto ou brometo ou metilsulfato de alqui! dimetil hidroxietil amdnio, em
que o radical alquila 6 uma Cs-Cx alquila de cadeia graxa;ou cloreto ou bro-
meto ou metilsulfato de alquil dimetil hidroxipropilambnio, em que o radicai
alquila é uma Cs-C2; alquila de cadeia graxa; ou cloreto ou brometo ou metil-
suifato de dialquilmetil hidroxipropil- ou dialquilmetil hidroxietilambnio, em
que o radical alquila 6 uma Cs-C2 alquila de cadeia graxa, ou suas misturas,
ou compostos quaternérios de amdnio quando estiver contido, na cadeia al-
quidica, um grupo éster carboxilico.

8. Composicéo cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cag8o 7, caracterizado pelo fato de que o referido composto anidnico estad
presente em uma proporgéia de cerca de 10,0% a cerca de 50,0% em peso
da composi¢io cosmética.

- 9. Composicio cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
caglo 7, caracterizado pelo fato de que o referido composto anfétero esta

9
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presente em uma proporgéio de cerca de 1,5% a cerca de 5,5% em peso da
composicdo cosmética.

10. Composicdo cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacdo 7, caracterizado pelo fato de que o referido composto ndo-ibnico estéd
presente em uma proporgdo de cerca de 0,3% a cerca de 2,1% em peso da
composicao cosmética de um alquil metil glucosamida, ou alquil poliglucosi-
deo, ou suas misturas; ou

cerca de 0,3% a cerca de 2,1% de um &icool graxo de cadeia
graxa Cq - C2 ndo-etoxilado ou etoxilado com cerca de 9 moles de dxido de
etileno, ou suas misturas.

11. Compaosicio cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacio 7, caracterizado pelo fato de que o referido composto catibnico esté
presante em uma proporgéo de cerca de 1,0% a cerca de 7,0% em peso da
composiciio cosmética.

12. Composigfo cosmética de xampu, de acordo com a reivindi-
cacho 7, caracterizada pelo fato de que compreende ainda combostos ati-
vos complementares selecionados dentre silicones, polimeros naturais, sin-
téticos ou artificiais, vitaminas, extratos naturaisyagentes pervlizantes, ce-
ras, entre outros.

Y3

@
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RESUMO

Patente de invengio: "COMPOSICAO COSMETICA DE XAMPU E PRO-
CESSOS PARA SUA PREPARAGCAO".

A presente invengéio refere-se a composicbes cosméticas de
Xampu, prontas para uso, para cabelos caucasianos e/ou afro-étnicos, que
em particular, proporcionam um efeito pronunciado na penteabilidade dos
cabelos.

A presente invencao refere-se ainda a composicBes cosméticas
de xampu capilar concentradas e também aos processos para preparagio
das mesmas.

~&
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PORTUGUES EFECTUADA EL 25 DE MAYO, 2001 POR CONSUELO S. DE
SANTA MARIA, CC.20.165246 DE BOGOTA, INTERPRETE Y
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COLOMBIA .

REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
MINISTERIO DE DESARROULLO, INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

COPIA OFLCIAL
PARA EFECTO DE REIVINDICACION DE PRIORIDAD
El documento anexo es copia fiel de una
Solicitud de Patente de Invencién
reglamentariamente depositada en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el
numero PI 0001261-0 det 29/02/2000.

Rio de Janeiro, el 20 de Abril de 2001.
(fdo): Gloria Regina Costa

Gioria Regl-na Costa

Jefe de NUCAD
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DEPOSITO VIA POSTAL
N° 62242931400
Fecha: 29/02/00
Protocolo Nuamero (21)
{Uso exclusivo del INPI)
DEPOSITO P10001261 O
Solicitud de Patente o do depésio / /
Certificado de Adicién
Espacio reservado pars etiqueta(niimero y fecha de depdsito)

Al lostituto Nacional de 1a Propiedad Industrial:

El requeriente solicita la concesién de una patente en la naturaleza y en las
condiciones indicades abajo:

1. Depositante (71);

1.2 Nombre : CLARIANT S.A.

1.3 Calificacion:SOCIEDAD BRASILERA -1.3 CGC/CPF:31.452.113/0001-51

1.4 Direccién completa: AV. DAS NACOES UNIDAS, 18001 - 04795-900,
SAO PAULO, SP - BR - BRASIL

1.5 Teléfono: ( ) |

FAX: ( ) ( ) sigue en hoja anexa

2. Naturaleza:
{X12.1 invento [02.1.1. Certificado de Adicién [12.2 Modelo de Utilidad

Escriba, obligatoriamente y por extenso, la Naturaleza Iavencién...................

3. Titulo del Invento, del Modelo de Utilidad o del Certificado de Adicién(54):
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)
«“COMPOSICION COSMETICA DE SHAMPU Y PROCESOS f
PREPARACION™. () sigue en hoja anexa ¢

4. Pedido de Divisién del pedido N° , de A

S. Prioridad Interna - El depositante reivindica la siguiente prioridad:
N°® del depésito , Fecha del Depésito /[ _(66)

6. Priorided - ¢l depositante reivindica la(s) siguientes) prioridad(es):

Paisu izacién de ori Fecha det i Nimero del depbaito

( ) sigue en hoja

7. Inventor (72):

( ) Sefiale aqui si el(cllos) mismo(s) requiere(n) o no divulgacién de
su(s) nombre(s) (art.6° § 4°de ta LPI e item 1.1 del Acto Normativo n°127/97).
7.1 Nombre : VER HOJA ANEXA
7.2 Calificacién:

7.3 Direccién: - VER HOJA ANEXA -
7.4 CEP: 7.5 Teléfono: ( )

( ) sigue en hoja anexa

8. Declaracién en la forma del item 3.2 del Acto Normativo n°® 127/97:
( ) en anexo



9. Declaracién de divuigacion anterior o perjudicial (Periodo de gracia):
(art. 12 de la LPI e item 2 del Acto Normativo N° 127/97):

( ) en anexo

10. Apoderado (74):
10.1 Nombre y CPF/CGC:DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA
MOREIRA - 33 163 049/0001-14 - CGC.MF/S.P.

10.2 Direccién completa: RUA MARQUES DE OLINDA, 70
RIO DE JANEIRO

10.3 cep: 22251-040 10.4 Teléfono: (021) 553 1811

11. Documentos anexos (sefiale ¢ indique también el nimero de hojas):

(Deberd ser indicadoel N° total solamente de una de las copias de cada

documento)

X/ 11.1 Guia de recoleccida 01 his 11.5 Informe descriptivo 10 bjs

X 11.2 Poder 04 his |X | 116 Reivindicacionas 04 his.
11.3 Docomentos de priorided his 11.7 Diwclios hia.
11.4 Docs. de Contrato do Trabejo his | X | 11.8 Resumen 0l ha
11.9 Otros (especificar): Hoja anexa 01 his |

X | 10.10 Total do hojne enexades: 21 his

Declaro, bajo las penas de la Ley, que todas las informaciones prestadas arriba son
completas y verdaderas.



(Lugar y fecha) = Rio de Janeiro 29 de febrero de 2001.

P-102/493 CCS

Firma y sello. — (fdo): firma ilegible.
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
33 163 049/0001-14

Dannemann; Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Agente de la Propiedad
Industrial, matricula N° 192. - ‘
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Informe Descriptivo de I Patente de Invencit
“COMPOSICION COSMETICA DE SHAMPU Y PROCESOS PARA SU
PREPARACION".
Campo de Invenién

El presente invento se refiere a composiciones cosméticas de
shampu, listas para su uso, para pelos caucasios y/o afroétnicos, que en particular,
proporcionan un cfecto marcado en la facilidad para realizar el peinado del
cabello.

El presente invento se refiere también & composiciones cosméticas
de shampu capilar concentradas y también a los procesos para preparacion de las
mismas.

Antecedentes del jnvento

Una propiedad particularmente importante de las composiciones de
shampu es la remocién del exceso de grasa (cebo) que se acumula en el pelo. De
una manera general, después del lavado, encontramos que es dificil hacer el
peinado con el pelo hiimedo después de la aplicacién del shampu.

Con el objetivo de reducir los problemas asociados con el lavado con
shampu, se desarrollé una variedad de formas de abordar el caso, incluyendo
la aplicacién de acondicionadores postlavado, o combinaciones de una
composicién de acondicionamiento con el shampu. Algunas de estas
composiciones en acondicionadores y enjuagues de pelo funcionan bésicamente
depositando una pelicula polimérica sobre el pelo, productos que pueden ser
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hechos a base de Bilic‘:mll; Policuaternium 6, Policuatemium 7, F

Y Otros.

Por ejemplo, las Patentes US. 2.826.551, US 3.964.400, US
4364837 y US 4478006, describen el uso de siliconas en algunas
composiciones de shampu.

La Patente US 4.950.468 describe una composicién de tratamiento
para el pelo que incluye un caucho de silicona de dimetila y una sal de amonio
cuaternario. La sal de amonio cuaternario consiste en una combinacién de cloruro
de estearila y behenil trimetil amonio. La composicién propuesta posee una
excelente resistencia al lavado, sinembargo, no se obtiene una mejor facilidad para
el peinado del pelo.

La Patente GB 2.245.586 A, describe el uso de polimeros catidnicos
y polimeros anfoliticos, mientras que la Patente GB 1.437.912 describe el uso de
polimeros, tales como Polymer JR y Gafquats Polymer JR (éteres celulésicos
conteniendo un compuesto de amonio cuaternario catiénico solubles en agua ),
Gafiquats ( polinivinil pirrolidonas conteniendo un compuesto de amonio
cuatemario catidnico soluble en agua ).

La Solicitud de Ia Patenlte WO 96/32.919 describe ¢l uso de
siloxanos, fluidos de polialquilaril siloxano (polyalkylaryl soloxane fluid ),
copolimeros de poliéter siloxano ( polyether siloxane ?opolymer).

La solicitud de Patente WO 97/26860 describe el uso de derivados

de celulosis catidnica siendo una sal derivada de polimero de amonio cuaternario
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( Polyquaternium-10, Plymer JR400); derivados cationicos de guar (
én el Mercado con el nombre comercial de Jaguar C-17 - Rhone Poulenc Inc.),
cloruro de hidroxipropiltrimonio (hydroxypropyltrimonium chloride), polimeros
catibnicos  derivados de cloruro de  acrillamidopropil trimonio
(acrylamidopropyl trimonium chloride). También se describen polimeros como
Polyquaternium-6 y Polyquaternium-7. La mencionada solicitud describe
también otros compuestos, tales como PEG-80 Sorbiton Laurete, quaternium-15
y ciclometicona.

Todos los documentos citados en la presente descripcién son, en
su parte relevante, incorporados aqui por referencis.

Las referencias citadas hacen uso siempre de derivados de siliconas
y/o polimeros cetiénicos, los cuales proporcionan un efecto del tipo “Build-
UP” que es considerado indeseable. Se entiende por efecto “Build-up™, el efecto
de depésito acumulativo que se observa en el pelo después de lavadas
consecutivas con productos que contienen derivados de siliconas y/o polimeros
catidnicos. El efecto referido se observa en el pelo a través del aspecto
indeseable de “cabello pesado”.

Uno de los objetivos del presente invento es proporcionar una
composicién cosmética de shampu que pueda superar o0 no, o por lo menos
suavizar una o més de las deficiencias asociadas a las técnicas expuestas aqui.

Otro objetivo del presente invento lo constituye preparar una

composicién utilizada en la fabricacién de shampu para pelo caucasio y/o afro-




permitiendo la reduccidon o eliminacién de agentes emolientes y agentes

considerados acondicionadores, que son apliamente empleados en el drea
cosmética, tales como derivados de siliconas, propielnoglicol, ésteres, etc.

Otro objetivo del invento lo constituye también la preparacién de la
mencionada composicién en la forma concentrada.

Otro objetivo todavia del presente invento lo constituye un proceso
para la preparaciéon de las mencionadas composiciones cuyas etapas serdn
definidas més adelante.

ién 1 in

La presente solicitud trata de una composicién utilizada en la
fabricacién de shampu para pelo caucasio, asi como para pelos afro-étnicos, listos
pera su uso, a través de lacual se obtienc un efecto marcado en el peinado
del pelo hiimedo y seco. Eventualmente, se podri permitir el uso subsecuente de
acondicionadores, ya que, de acuerdo con lo observado por la requeriente, para
determinados tipos de pelo se obtiene un ficil peinado con pelo himedo o seco
unicamente con la utilizacién de¢ la composicién cosmética de shampu del
presente invento.

El presente invento se refiere a una composicidn que comprende
principalmente, sistemas tensoactivos aniénicos y catidnicos, sustancias que son
consideradas incompatibles en condiciones normales teniendo en cuenta que al

mezclar tensoactivos anidnicos y catiénicos, 0 durante su almacenamiento, se



obtienen precipitados y/o separaciones de fases.

Para obtener la  composicién de shampu capilar lista para su uso
en el presente invento, se necesitaron varias pruebas en laboratorio hasta
obtener una relacién de equilibrio entre sus componentes tensoactivos. La
composicion del presente invento una composicién extremadamente
balanceada y equilibrada, especiaimente con relacién a los tensoactivos anionicos
y catiénicos.

Los tensoactivos empleados en la composicion del presente invento
comprenden, de una manera general, compuestos anidénicos, anfbteros, no iénicos,
catidnicos y activos adicionales, que serin definidos como se expone a
continuacion:

Compuestos Aniénicos

Los compuestos aniénicos son normalmente incorporados en la
formulacién de la composiciéon del presente invento listo para su uso en una
proporcién de cerca de! 1,0% a cerca del 20,0% en peso, pero preferiblemente, de
cerca del 6,0% a cerca del 10,0% en peso de la composicién.

Ejemplos de compuestos aniénicos incluyen el alcohol graso de
cadena grasa Cs-C22, no etoxilado o etoxilado con cerca de 1 a 9 moles de
6xido de etileno, sulfatado y neutralizado con NaOH, KOH, TEA, DEA,
MEA, NH4OH o Trietilamina; un alquil isotionato de cadena grasa Cs-Caz;

alquil benceno sulfonato de sodio; une parafina sulfonada, o sus mezclas.
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Los compuestod anfoteros normalmente son ineorpordos en li
formulacién de la composicion del presente invento listo para su uso, en una
proporcién de cerca del 0,1% a cerca del 10,0% en peso, pero preferiblemente de
cerca del 0,5% a cerca del 2,5% en peso de la composicién.

Ejemplos de los compuestos anféteros incluyen anfoacetato o
anfodiacetato de alquila, sus sales de sodio o potasio, 0 sus mezclas, donde el
radical alquila es una cadena hidrocarbdnica de Cs-C22, o0 alquilamidopropil
betaina o alquilbetaina, o sus mezclas.

Compuestos No-Iénicos

De acuerdo con el presente invento, la composicién de shampu

comprende compuestos no iénicos que pueden ser seleccionados entre alquil metil

glucosamida, o alquil poliglucosideo, o sus mezclas, donde el radical alquila es
una cadena carbénica de Ce-C22 de cadena grasa.

Cuando los compuestos no iénicos usados son aquellos definidos
arriba, ellos normelmente son incorporados en la formulacién de la composicidn
del presente invento listo para su uso en una proporcién de cerca del 0,1% a cerca
del 10,0% en peso, pero preferiblemente, de cerca del 0,1% a cerca det 0,5% en
peso de la composicién. _

Ademas de los compuestos no ibnicos citados arriba, otros

compuestos no idnicos también pueden ser empleados, tales como alcohol graso




de etileno, o sus mezclas.

En ese caso, los compuestos no ibnicos definidos arriba son
normal?nmte incorporados en la formulacidn de la composicién del presente
invento listo para su uso, en una proporcion de cerca del 0,1% a cercadel 10,0%
en peso, pero prefiriblemente, de cerca del 0,1% a cerca del 0,5% enpesodela

composicion.

Los compuestos catiénicos son normalmente incorporados en la
formulacién de la composicién del presente invento en una proporcién de cerca
del 0,1% a cercadel 10,0% en peso, pero preferiblemente, de cerca del 0,5%
acerca del 2,5% en peso de composicion.

Ejemplos de compuestos catidnicos incluyen cloruro o bromuro o
metilsuifato de monoaiquil trimetii— o diaiquii dimetil-amonio de cadena
Cs-C2z o ¢lofuto o bromuro o metilsulfato de alquidimmetil hidroxietil amonio;
0 cloruro o bromuro o metilsulfato de alquidimetil hidroxipropilamonio con
énfasis para alquila de cadena grasa Cs-C22 o; cloruro o bromuro o metilsulfato
de dialquilmetil hidroxipropil o dialquilmetilhidroxietilamonio dando énfasis a
la cadena grasa Cs-C22, o sus mezclas.

También son incorporados compuestos cuaternarios de amonio,



grupo ester carboxilico.
Otros Ingredi Opcional

Las composiciones cosméticas pueden, ademds de los componentes
descritos arriba, contener activos complementarios tales como, polimeros
naturales, sintéticos o artificiales, vitaminas, extractos naturales, agentes
perolizantes, ceras, efc., © cualesquiera otros ingredientes convencionalmente
utilizados en este tipo de composicién, tales como, por ejemplo, acil glutamatos,
almidén éter sulfato, metil tauridas, sarcosinatos, o sus mezclas.

El presente invento se refiere también a composiciones cosméticas
en la forma concentrada.

Los tensoactivos empleados en la preparacién de las composiciones
concentradas del presente invento comprenden, de una manera general, los
compuestos aniénicos, anfdteros, no idnicos, catiénicos y activos adicionales ya
definidos arriba, cuyas concentraciones se dan a continuacién:

Compuestos Anidnicos

Los compuestos aniénicos normalmente son incorporados en la
formulucion concentrada de la composicion del presente invento en una
proporcién de cerca del 1,0% a cerca del 70,0% en peso, pero preferiblemente,
de cerca del 10,0% a cerca del 50,0% en peso de la composicion.

Compuestos Anféteros
Los compuestos anféteros normalmente son incorporados en la
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formulacion  concentrada de la composicion del presette invem
proporeion de cerca del 0,1% & cerca del 20,0% én peso, pero preferiblements,
decercadel 1,5%a cerca del 5,5% en peso de la composicién.
Compuestos No Jénicos

De acuerdo con ¢l presente invento, la composicién concentrada de
shampu comprende los mismos compuestos no ifnicos ya anteriormente
definidos. Sinembargo, la proporcién es de cercadel 0,1% acerca del 20% en
peso, pero preferiblemente, de cercadel 0,3% a cerca del2,1% enpesodela
composicién para los compuestos seleccionados entre alquil metil glucosamida,

o akyuil poliglucosideo, o suy mezclas, donde el radical alquila es unit cadena
carbbnica de Cs-C22 de cadena grasa.

Para los compuestos seleccionados entre alcohol graso de cadena
grasa Cs-C22 no etoxilado o etoxilado, con cerca de 9 moles de éxido de

etileno, 0 sus mezclas, la proporcién es de cerca del 0,1% a cerca del 20,0%,
en peso, pero preferiblemente, de cerca del 0,3% acerca del 2,1% en peso de
composicidn.
. Catidni

Los compuestos csatibnicos normalmente son incorporados en la
formulacién concentrada de la composicion del presente invento en una
proporcion de cerca del 0,10% a cerca del 10,04 en peso, pero

preferiblemente, de cerca del 1,0% a cerca del 7,0% en peso de la
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composicion.
Proceso de Preparacion Industrial
Una de las principales ventajas del presente invento es que permite

la obtencién de un sistema anibénico/catidnico estable, siendo facilmente
deslizable y bombeable en equipos convencionales o que propicia un gran
beneficio a los procesos industriales correlacionados.

Otra ventaja cs la obtencién de un producto concentrado
proporciondndoles a los clientes del Area cosmética y farmacéutica ventajas
operacionales como, por ejemplo, la diluicién del producto en equipos
convencionales, que puede ser realizada a la temperatura ambiente. Una ventaja
adicional observada por el requeriente es la reduccién considerable de costos
cuando se operas lnempadecale.ntamiento del referido proceso a una
temperatura alrededor de S0°C.

Las composiciones del presente invento pueden ser preparudas de
acuerdo con las técnicas convencionalmente utilizadas para este tipo de
composicién. Por ejemplo, el proceso puede comprender las siguientes
etapas:

) Agregar cualesquiera de loy compuestos seleccionados entre el
cloruro de sodio, el compuesto anfétero, el compuesto anidnico, el compuesto
no idnico, los compuestos catiénicos o, también, cloruro de sodio o agua, la
que es alimentada a través de linea, en un reactor, vitrificado o de acero

inoxidable, con camisa de calentamiento/enfriamiento y agitacién mecdnica. Se
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inicia la agitacién y el calentamiento del reactor hasta alcanzar una franja de | |

temperarura de cerca de 18°C i cerca de 75°C, preferiblemente de cerca de
35°C a cerca de 50°C;

II) A continuacién, agregar cualesquiera de los compuestos con
excepcién de aquellos ya adicionados en Ia Etapa I), a saber: o el cloruro de
sodio, el compuesto anfétero, el compuesto aniénico, el compuesto no
anidnico, los compuestos catidnicos o el agua, que es alimentada através de
linea por la boca de inspeccién; la temperatura de la mezcla se mantiene en una
franja de cerca de 18° a cerca de 75°C, preferiblemente de cerca de 35°C a
cerca de 50°C; Iz agitacion mecdnicia ye mantiene en una franja de rotacién
minima de cercade 10 a cercade 50 rpm, preferiblemente de cerca de: 20 a
cerca de 40 rpm;

IIT) controlar la temperatura del reactor en una franja de cerca de
18° a cerca de 75°C, preferiblemente de cerca de 35°C a cerca de 50°C; la
agitacién se mantiene en la rotacién minima de cerca de 10 a cerca de 50 rpm,
preferiblemente de cercade 20 a cerca de 40 rpm, siendo adicionado uno de los
productos con excepcion de aquellos ya agregados enla EtapasI) y II), a
saber: el cloruro de sodio, el compuesto anfStero, el compuesto #niénico, el
compuesto no aniénico, los compuestos catiénicos o ¢l agua, que es alimentada
a través de linea por la boca de inspeccién;

IV) Agregar cualesquicra de los compuestos con excepcién de
aquellos ya adicionados en la Etapa I), II), y II), asaber: el cloruro de sodio,
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compuestos catidnicos o el agua, que es alimentada a través de linea;, la

temperatura de la mezcla se mantiene en una franja de cerca de 18° a
cerca de 75°C, preferiblemente de cerca de 35°C acerca de 50°C; a
continuacién, mantener la agitacin mecdnica en una franja de rotacion
minima de cerca de 10 a cerca de 50 rpm, preferiblemente de cerca de20a
cerca de 40 rpm,

V) Agregar el peniltimo compuesto al reactor que puede ser
cualesquicra de los compuestos con excepcién de aquellos ya adicionados enla
Etapa I), II), ), yIV), asaber: el cloruro de sodio, el compuesto anfbtero, el
compuesto aniénico, el compuesto no aniénico, los compuestos catiénicos o el
agua, que es alimentada a través de linea; mantener la temperatura de la
mezcla en una franja de cercade 18°C a cercade 75°C, preferiblemente de
cerca de 35°C a cercade 50°C; mantener la agitacién mecénica en una franja
de rotacién minima de cerca de 10 a cerca de 50 rpm, preferiblemente de
cercade 20 a cerca de 40 rpm;

VI) Agregar el ﬁlti:_no producto al reactor, que puede ser
cualesquiera de los compuestos con excepciébn de aquellos ya adicionados en la
Etapa I), II), ID), IV), y V), a saber: el cloruro de sodio, el compuesto
anfotero, el compuesto anidnico, el compuesto no aniénico, los compuestos
catidnicos o el agua, que es alimentada a través de linea; mantener la

temperatura de la mezcla en una franja de cerc;de 18°C a cerca de 75°C,
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mecdnica en una frunju de rotucion minima de cerca de 10 4 cercade S0

rpm, preferiblemente de cercade 20 a cerca de 40 rpm;

VII) Descargar el producto formado y empacar.

Los ejemplos ilusirativos presentados a continuacién servirin para
describir mejor el presente invento. Sinembargo, los datos y procedimientos
ilustrados se refieren meramente a algunas modalidades de concretizacién del
presente invento y no deben ser tomados como limitantes del objetivo del .
mismo. En los gjemplos mencionados, todos los niveles son descritos como %
én activo de la composicion cosmética:

Ejemplo 1 — Formulacién de Shampu

Lauril eter sulfato de sodio (Genapol LRO® )* 7.85
Cloruro de cetil trimetil amonio (Genamin CTAC®)* 098
Alquil metil glucosamida (Medialan GAL®)* 0,30
Lauroanfodiscetato de sodio (Genagen LDA®)* 0,87
Perfume qsp
Colorante qsp
Preservants aqsp
Agua qsq
Na(Cl qsp

Ejemplo 2 — Formulacién de Shampu
Lauril eter sulfato de sodio (Genapol LRO®)* 7,85



&

Cloruro de alquil dimetil hidroxi etil amonio (Praepagen HY®

Aljuil metil glueosamida (Medialan GAL®)*

Laurcenfodiacetato de sodio (Genagen LDA®) 0,87
Perfume qsp
Colorante qsp
Preservante qsp
Agus qsp
NaCl qsp

*comercializados por CLARIANT S.A.
Las materias primas utilizadas en las formulaciones de shampu de

los Ejemplos 1 y 2,y fabricadas por la requeriente, son las siguientes:

Componente: Marca Comercial:
Lauril eter sulfato de sodio Genapol LRO®
Cloruro de cetil trimetil amonio Genamin CTAC®
Alquil dimetil Glucosamida Medialan GAL®
Lauroamfodiacetato de sodio Genagen LDA®

Cloruro de alquil dimetil hidroxi etil amonio Pracpagen HY®
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1. Composicion cosmética de shampu, caracterizada por el hecho deé
que comprende un sistema tensoactivo compuesto por:
(a) cercadel 1,0% acerca del 20,0% en peso de un compuesto

anidnico, seleccionado en el grupo consistiendo en acohol graso de cadena grasa
Cs=C22, no etoxilado o etoxilado concercade 1 a 9 moles de 6xido de
etileno; sulfatado y neutralizado con HaOH, KOH, TEA, DEA, MEA,
NHOOH o Trietilamina; isotionato Cs—Cz22, alquila de cadena grasa, alquil
benzeno sulfonato de sodio, parafina sulfonada, o sus mezclas;

(b) cercadel 0,1% a cercadel 10,0% en peso de un compuesto

anfbtero, seleccionado en el grupo consistiendo en anfoacetato o anfodiacetato
de alquila, sus sales de sodio o potasio, o sus mezclas, donde el radical alquila

es una cadena hidrocarbénica Cs-C22, o alquilamidopropil betaina o
alquilbetaina, o sus mezclas;

(c) cercadel 0,1% a cerca del 10,0% en un compuesto no iénico,
seleccionado en el grupo consistiendo en alquil metil glucosamida o alquil
poliglucosideo, o sus mezclas, donde el radical alquila es una Cs-C22 alquila
de cadene grass; o

cerca del 0,1% a cerca del 10,0% en peso de un compuesto no

idnico, seleccionado entre alcohol graso de cadena grasa Cs—C22 no etoxilado
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o etoxilado con cerca de 1 a 9 moles de éxido de etileno, o sus mezclad:
d) cerca del 0,1% & cerca del 10,0% enpeso de un compuesto
catiénico, seleccionado en el grupo consistiendo en cloruro o bromuro o

metilsulfato demoncalquil trimetil- o diglquil dimetil-amonio de cadena

Cs a C22; o cloruro o bromuro o metilsulfato de aquil dimetil hidroxietil

amonio, donde el radical elquila es un Cs-C22 alquila de cadena grasa o;
cloruro 0 bromuro o metilsulfato de alquil dimetil hidroxipropilamonio, donde el
radical alquila es una Cs~C22 alquila de cadena grasa o; cloruro o bromuro
0 metilsulﬁu; de dialquilmetil hidroxipropil- o dialquilmet] hidroxietilamonio,
donde el radical alquila es una Cs-Cz22 alquila de cadena grasa, o sus mezclas,

o compuestos cuaternarios de amonio cuando esté contenido en la cadena
alquidica, un grupo ester carboxilico.

2. composicién cosmética de shampu, de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto anidnico
st preseiite en uha proporcion de cerca del 6,0% a cerca del 10,0% én peso de la
composicién cosmética.

3. Composicién cosmética de shampu, de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto antéfero
esta presente en una proporcion de cerfca del 0,5% al 2,5% en peso de la

composicion cosmética.
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4.
reivindicacion 1, caracterizado por el hecho de que &l eitado compuestd no idhico
estd presente en una proporcién de cerca del 0,1% al 0,5 % en peso de la
compaosicién cosmética de un alquil metil glucosamida, o alquil poliglucosideo, o
sus mezclas; o

cerca del 0,1% a cerca del 0,5% de un alcohol graso de cadena
grasa Cs-C22 no etoxilado o etoxilado con cerca de 9 moles de éxido de etileno,
0 Sus meztlas.

5. Composicién cosmética de shampu, de acuerdo con la
reivindicacién 1, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto catiénico
esta presente en una proporcién de cerca del 0,5% al .'2,5% en peso de la
composicién cosmética.

6. Composicién cosmética de shampu, de acuerdo con Ia
reivindicaciéon 1, caracterizado por el hecho de que comprende también
compuestos activos complementarios seleccionados entre siliconas, polimeros
narurales, sinvéticos o artificiales, vitaminas, extractdos narurales, agentes
perolizantes, ceras, entre otros.

7. Composicién cosmética de shampu concentrada, caracterizada
por el hecho de que comprende un sistema tensoactivo compuesto por:

(a) cerca del 1,0% a cerca del 70,0% en peso de un compuesto

aniémico, seleccionado en el grupo consistiendo en alcohol graso de cadena grasa
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Cas-C2: no etoxilado o etoXilado con NaOH, KOH, TEA, DEA, MEA,

Trietilamina, isotionato de Cs-C22 alquila de cadena grasa, alquil benceno

sulfonato de sodio, parafina sulfonada, o sus mezclas;

(b) cerca del 0,1% a cerca del 20%, en peso de un compuesto
anfétero, seleccionado en el grupo consistiendo en anfoacetato o anfodiacetato de
alquila, sus sales de sodio o potasio, o sus mezclas, donde el radical alquila es una

cadena hidrocarbdnica de Cs-C22, o alquilamidopropil betaina o alquilbetaina, o
sus mezclas;

¢) cerca del 0,1% a cerca del 20,0% en peso de un compuestod no

iénico seleccionado en el grupo consistiendo en alquil metil glucosamida o
alquil poliglucosideo, o sus mezclas, donde el radical es una Cs-C2z alquila de
cadena grasa; 0

cerca del 0,1% a cerca del 20,0% en peso de un compuesto no
iénico seleccionado entre alcohol graso de cadena grasa Cs-C22 no etoxilado o

etoxilado con cercade 1 a 9 moles por dxido de etileno, o sus mezclas;
d) cerca del 0,1% en peso de un compuesto catidnico,
seleccionado en el grupo consistiendo en cloruro 0 bromuro o metilsulfato de

monoagquil trimetil- o diaquil dimetil-emonio de cadena Cs-C22; o cloruro o

bromuro o metilsulfato de alquil dimetil hidroxietii amonio, donde el radical
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alquila es una Cs-C22 alquila de cadena grasa: o cloniro ’
metilsulfato de alquil dimetil hidroxipropilamonio, donde el radical alquila es
una Cs-C22 alquila de cadena grasa, o cloruro o bromuro o metilsulfato de
dialquilmetil hidroxipropil- o dialquilmetil hidroxietilamonio, donde el radical
alquila es una Cs-C22 alquila de cadena grasa, 0 sus mezclas, o compuestos
cuaternarios de amonio cuando esté contenido, en la cadena alquidica, un
grupo ester carboxilico.

8. Composicién cosmética de shampu, de acuerdo con la
reivindicacion 7, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto
anidnico estd presente en una proporcién de cerca del 10,0% acerca del 50,0%
en peso de la composicion cosmética.

9. Composicion cosmética de shampu, de acuerdo con Ia
reivindicaciébn 7, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto
anfétero estd presente en una proporcién de cerca del 1,5% a cerca del 5,5% en
peso de la composicion cosmética.

10. Composicién cosmética de shampu, de acuerdo c¢on la
reivindicacidn 7, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto no
idnico estd presente en una proporcién de cerca del 0,3% a cerca del 2,1% en
peso de la composicién cosmética de un alquil metil glucosamida, o alquil
poliglucosideo, o sus mezclas; o

cerca del 0,3% a cerca del 2,1% de un alcohol graso de cadena
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etileno, o sus mezclas.

11. Composicién cosmética de shampu, de acuerdo con la
reivindicacidn 7, caracterizado por el hecho de que el citado compuesto
catidnico estd presente en una proporcién de cerca del 1,0% a cerca del 7,0%
en peso de la composicién cosmética.

12. Composicidn cosmética de shampu, de acuerdo con la
feivindicacion 7, caracterizada por ¢l hecho de que comprende tambiéh
compuestos activos complementarios seleccionados entre siliconas, polimeros
naturales, sintéticos o artificiales, vitaminas, exiractos naturales, agentes

perolizanies, ceras, enire ofros.
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RESUMEN
Patente de Invencién, “COMPOSICION COSMETICA DE SHAMPU Y
PROCESOS PARA SU PR;EPARACION”.

El presente invento se refiere a composiciones cosméticas de
shampu, listas para su uso, para pelos caucasios .y/o afro-éinicos, que en
particular, proporcionan un efecto pronunciado en el peinado del pelo.

El presente invento se reficre también a composiciones cosméticas
de shampu capilar concentradas y también a los procesos para preparacién de
las mismas. |
En cada pagina (en total 17), aparece un sello. INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - CERTIFICO que la presente fotocopia, en
nimero de una, reproduce ficlmente el documento archivado en este Instituto. -
Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2001. - (fdo): firma ilegible. - GLORIA REGINA
COSTA. — Técnico 11-3 — Mat. 449119 — DIRPA/NUCAD.

ES TRADUCCION FIEL Y COMPLETA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE

bomt= as—wry Sove Maly
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Europilisches European Office suropden
Patentamt Patent Office des brevets
Bescheinigung Certificate Attestation

Die angehefteten Unterla- The attached documents Les documents fixés a
gen stimman mit der are exact coples of the cette atteatation sont
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Description EPO -4I:unl ch

Cosmetic compositions a2t Sep. 200
[ "

The present invention relates to cosmetic compositions, preferably halr treatment

compaositions, comprising anionic and cationic surfactants.

Cosmetic compositions comprising anlonic and cationic surfactants, l.e. surfactants
which are considered to be non-compatible under normal conditions, often show low
stablilty during storage because of precipitation and/or phase separation.

Applicants have now discovered that cosmetic compositions comprising at least one
adduct formed by at least one anionic surfactant and at least one cationic surfactant
of the formula (1) are stable during storage.

Acconrding to the present invention there are provided cosmetic compositions
comprising
a) from0,1 % to 70 % by weight of at least one anionic surfactant;

b) from 0,05 % to 10 % by weight of at least one cationic surfactant of the
formula (1)

R? - I@- e O 1)
R¢

wherein

R Is selected from the group consiting of (Ce-Cz2)-alkyl, (Ce-C22)-alkenyt,
(Ce-Cz2)-alkylamidopropyl, (Ce-Cz)-alkenytamidopropyl, (Ce-C2)-alkoxypropyl
and (Ce-Cx)-alkenyloxypropyl,
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R%, R® and R* are the same or different and are Independently from each other
selected from the group consisting of (C1-Cx)-alkyl, preferably (C1-C)-alkyl,
highly preferred CHs, (C1-C22)-alkenyl, preferably (C1-C,)-alkenyl, and groups
having the formula -A{OA),-OH, wherein A is C;H, and/or C3He, preferably
CzH, and n is a number from 0 to 20, preferably 0 to 5, highly preferred 0, with
the provision that at least one of the radicals R?, R® and R* is a group having
said formula -A-(OA)-OH,

and X is an anion, preferably chloride, bromide, sulphate or methosulphate,
highly preferred chioride; and

c) optionally from 0.1 % to 15 % by weight of one or more nonionic and/or
amphoteric surfactants.

Preferably the present compositions comprise from 2 to 50 %, highly preferred from

2 to 10 % by weight, of anionic surfactants a), from 0.5 to 8.0 %, highly preferred
from 0.5 to 2.5 % by weight, of cationlc surfactants b) of formula (1) and from 0.1 to
5 % by weight of nonlonic and/or amphoteric surfactants c).

Preferred cationic surfactants according to formula (1) are such wherein R?, R® and
R* are the same or different and are independently from each other selected from
the group consisting of CHz and groups of the formula -A-(OA),-OH, wherein A Is
CaH, and/or CaHe, preferably C2Hy, n is a number from 0 to 20, preferably 0 to 5,
highly preferred 0, with the provision that at least one of the radicals R?, R® and R* is
a group having said formula -A-<{(OA),-OH.

Highly preferred as cationic surfactant of the formula (1) is alkyl dimethyl
hydroxyethyl ammonium chiloride.

Preferred anionic surfactants are selected from the group consisting of alkyl sulfates,
alkyl ether sulfates, secondary alkane sulfonates, a-olefin sulfonates, acyl
isocyanates, linear alkylbenzene sulfonates, isethlonates and mixtures thereof.

Said alkyl ether sulfates are preferably water-soluble salts or acids of the formula
RO(A)nSOsM, wherein R is an unsubstituted {C1g-C24)-alkyt or (C10-Co4)-hydroxyalkyl

(Printed:06-03-2001] 2
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radical, preferably a (C12-Cao)-alkyl or (C42-Ca0)-hydroxyalkyl radical, particularly
preferred a (C12-C1g)-alkyl or a (C12-Cqg)-hydroxyalkyl radical; A is an ethoxy or
propoxy unit; m is a number greater than 0, preferably between 0.5 and 6,
particularly preferred between 0.5 and 3; and M is a hydrogen atom or a cation,
preferably a metal cation, like sodium, potassium, lithium, calcium or magnesium, an
ammonium cation, a substituted ammonium cation, preferably a methylammonium-,
dimethylammonium-, timethylammonium-, mono-, di- or triethanolammonium cation,
or a quaternary ammonium cation, preferably a tetramethylammonium cation, a
dimethylpiperidinium cation or a cation derived from alkylamines like ethylamine,
diethylamine or triethylamine.

Particularly preferred alkyl ether sulfates are (C1z-Cs)-alkyl-polysthoxylate (1.0)
sulfate, (C1-C1s)-alkyl polyethoxylate (2.25) sulfate, (C12-C4e)-alkyl polyethoxylate
(3.0) sulfate and (C12-C1s)-alkyl polyethoxylate (4.0) sulfate.

Sald secondary alkane sulfonates can contaln a saturated or unsaturated alkyl
group which can be linear or branched and which can optionally be substituted with
a hydroxyl group. The sulfo group can be randomly distributed over the entire carbon
chain. Preferred secondary alkane sulfonates contain linear alkyl chains having from
9 to 25 carbon atoms, preferably from 10 to 20 carbon atoms, particularly preferred
from 13 to 17 carbon atoms. Prefermed cations are sodium, potassium, ammonium,
mono-, di- or triethanolammonium, calcium, magnesium or mixtures thereof.
Particularly preferred Is sodium.

Said a-olefin sulphonates preferably contain linear or branched (Cs-C22)-alkyl or

(Cs -C2z2)-alkenyl groups. Preferred cations are sodium, potassium, ammonium, TEA,
DEA, MEA, Triethylamine, magnesium or mixtures thereof.

Said alkylbenzene sulfonates preferably contain linear alkyl chains having from 9 to
25 carbon atoms, preferably from 10 to 13 carbon atoms. The alky! group can either
be saturated or unsaturated and can be branched or linear. Optionally the alkyl
group can be substituted by a hydroxyl group. Preferred cations are sodium,
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potassium, ammonium, mono-, di- or triethanolammonium, calcium, magnesium and
mixtures thereof.

Sald nonionic and amphoteric surfactants are preferably selected from the group
consisting of alkyl polyalkylene glycols, alkylaryl polyalkylene glycols, alkyldimethyt
amine oxides, dialkyl methyl amine oxides, alkylamidopropyl amine oxides, atkyl
glucamides, alkyl polyglycosides, oxalkylated fatty acids, oxalkylated fatty acid
esters, alkyl amines, alkyl amidopropyl betaines, alkyl dimethyl betaines and alkyi
amphoacetates or -diacetates. The alkyl groups may be partially or fully replaced by
alkenyl groups and may be linear or branched. Said alkyl groups preferably contain
8 to 22 carbon atoms. The polyalkylene glycol groups preferably contain 1 to 20
ethoxy and/or propoxy units.

Highly preferred amphoteric surfactants are cocamidopropyt betaine, sodium
iauroamphoacstate and disodium lauroamphodiacetate.

Sultable co-surfactants are ©.g. acyl glutamates, amide ether sulfates, methyl
taurides, sarcosynates, sodium laureth 13-carboxylate or mixtures thereof.

The compositions according to the present invention can optionally contaln olis,
emulsifiers, thickeners, natural and synthetic polymers, stabillzers, waxes, fillers,
acids , bases, buffers, biological active compounds, vitamines, natural extracts,
solubilizers, UV-absorber, perfumes, perfume carriers, pearlescing agents, dyes,
bleaching agents and/or other ingredients conventionally used in cosmetic
compositions.

The cosmetic compositions can be used widely in personal hygiene. Said
compositions can be liquids, emulsions, iotions, creams, gels, or solids. If solids they
are preferably used In the form of bars. Advantageously the rheology of said
compositions can be adjusted over a wide range by varying the weight rations of
said anionic and cationic surfactants.

Printed:08-03-2001
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Preferably the cosmetic composltions are hair treatment compositions like
shampoos, lotions, creams, sprays and lacquers, preferably shampoos, highly
preferred shampoos for african-ethnic hair.

Advantageously such hair treatment compositions provide an improved abllity to

5 comb the hair. Moreover they allow to reduce or even to eliminate emollient agents
and conditioners like silicones, propyleneglycols and esters. When applled to
african-ethnic hair such hair treatment compositions advantageously provide a
positive halr volume decrease.

10 The invention is lliustrated In the following non limiting examples, in which all
percentages are on a welight basis unless otherwise.
Example 1: shampoo formulation
Sodium Lauryl Ether Sulfate (*Genapof® LRO) 7.85
15  Alkyl Dimethyl Hydroxy Ethyl Ammonium Chioride (*Praepagen® HY) 0.98
Sodium Laureth 13-Carboxylate (*Sandopan® LS-24N) 0.3
Sodium Lauroamphoacstats (“Genagen® LAA) 0.87
Perfume qs
Preserver qs
20 Water qs
NaCl qs
Example 2: shampoo formulation
a-Olefin Sulfonate (**Hostapur® OS) 7.0
25 Sodium Lauryl Ether Sulfate (*Genapol® LRO) 3.0
Sodium Lauroamphoacetate (*Genagen® LAA) 4.0
Alkyl Dimethy! Hydroxy Ethyl Ammonium Chioride (*Praepagen® HY) 05
Perfume gs
Preserver qs
30 Water qs
NaCl qs
(*commercialized by Clariant SA; **commerciallzed by Clariant GmbH).
Printed:06-03-2001
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Claims:

1. Cosmetic compositions comprising
a) from0,1 % fo 70 % by weight of at least one anilonic surfactant;
5 b) from0,05% to 10 % by welght of at least one cationic surfactant of the
formula (1)

(1)

10 wherein
R! is selected from the group consiting of (Ce-Czz)-alkyl, (Ce-C22)-alkenyl,
(Ce-C22)-alkylamidopropyl, (Cs-Cz)-alkenylamidopropyl, (Cs-Cz2)-alkoxypropyl
and (Ce-Cx2)-alkenyloxypropyl,
R?, R® and R* are the same or different and are independently from each

156 other selected from the group consisting of (C4-Cx2)-alkyl, (C1-C22)-alkenyl and
groups having the formula -A-(OA)~-OH, wherein A Is C2H, and/or CsHgand n
Is & number from 0 to 20, with the provision that at least one of the radicals
R?, R® and R Is a group having sald formula -A{OA)-OH,
and X is an anion; and

20 c¢) optionally from 0.1 % to 15 % by weight of one or more nonionic and/or
amphoteric surfactants.

2.  Composttions according to claim 1 wherein R%, R® and R* are the same or
different and are Independently from each cther selected from the group consisting

25 of CHj and groups of the formula -A-{OA)~OH, wherein A Is C>H, and/or CaHs and
n is a number from 0 to 20, with the provision that at least one of the radicals R?, R?
and R* Is a group having said formula -A-(OA)-OH.

3. Compositions according to claim 2 wherein the cationic surfactant of the
30 formula (1) is alkyldimethyl-hydroxyethyl-ammonium chioride.
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4, Compositions according to anyone of claims 1 to 3 comprising from 2 % to
50 % by weight of anionic surfactants and from 0.5 % to 8.0 % by weight of cationic
surfactants of formula (1).

5. Compositions according to anyone of claims 1 to 4 wherein the anionic
surfactants are selected from the group consisting of alkyl sulfates, alkyl ether
sulfates, secondary alkane sulfonates, a-olefin sulfonates, acyl isocyanates, linear
alkylbenzene sulfonates, isethionates and mixtures thereof.

6. Compositions according to anyone of claims 1 to 5 wherein the nonionic and
amphoteric surfactants are selected from the group consisting of alkyl polyalkylene
glycols, alkylaryl polyalkylene glycols, alkyldimethyl amine oxides, dialkyl methyl
amine oxides, alkylamidopropyl amine oxides, alkyl glucamides, alkyl polyglycdsldes.
oxalkylated faity acids, oxalkylated fatty acid esters, alkyl amines, alkyl amidopropyl
betaines, alkyl dimethyl betaines and alkyl amphoacetates or -diacetates.

7. Compositions according to claim 6 wherein the amphoteric surfactants are
selected from the group consisting of cocamidopropyl betaine, sodium
lauroamphoacetate and disodium lauroamphodiacetate.

8. Compositions according to anyone of claims 1 to 7 additionally containing oils,
emulsifiers, thickeners, natural and synthetic polymers, stabillzers, waxes,
solubllizers, fillers, ackds, bases, buffers, blological active compounds, vitamines,
natural extracts, UV-absorber, perfumes, perfume carrlers, pearlescing agents,
dyes, bleaching agents and/or other ingredients conventionally used in cosmetic
compositions.

9, Compositions according to anyone of claims 1 to 8 which are hair treatment
compositions.

10. Compositions according to claim 9 which are shampoos.

11. Shampoos according to claim 10 which are shampoos for african-ethnic hair.
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Cosmetic compositions

5 The inventions relates to stable cosmetic compositio'm. preferably hair treatment
compositions, comprising
a) from 0,1 % to 70 % by weight of at least one anionic surfactant;
b) from 0,05 % to 10 % by weight of at least one cationic surfactant of the
formula (1)
10

R’-I@-R’ X (1)

wherein

R' is selected from the group consiting of (Cs-C22)-alkyl, (Ce-C2)-alkenyl,

(Ce-C22)-alkylamidopropyl, (Cs-Cx)-alkenylamidopropyl, (Ce-C22)-alkoxy-propyl and
16  (Ce-Cax)-alkenyloxypropyl,

R2, R® and R* are the same or dlfferent and are independently from each other

selected from the group consisting of (Cy-C2z)-alkyl, (C1-C»)-aikenyl and groups

having the formuia -A{OA),-OH, wherein A is CoH, and/or C3He, n is @ number from

D to 20, with the provision that at least one of the radicals R, R® and R is a group
20 having sald formula -A-(OA)-OH,

and X is an anion; and

c)  optlonally from 0.1 % to 15 % by weight of one or more amphoteric and/or

nonionic surfactants.
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